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α(2,8) Polysialic acid (polySia) is an acidic polysaccharide consisting of sialic acids linked 

via α(2,8) bonds. Its expression level on the neuronal cell surface is correlated with the 
pathogenesis of psychiatric disorders and cancer. Therefore, polySia-recognizing molecules are 
expected to lead to the diagnosis and treatment of these diseases. We have previously found 
that a 2-fluoro-1-(fluoromethyl)ethylidene (FFE) group was an effective motif to specifically 
interact with polySia. In this study, synthesis and biological evaluation of amides possessing 
multiple FFE groups was reported. Finally, comparison of affinity of mono, bis, tris-FFE 1-3 
with polySia elucidated that the bis-FFE showed the strongest affinity with polySia. 
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α(2,8)ポリシアル酸(polySia)は、シアル酸が α(2,8)結合を介して連なった酸性多糖で

あり、その神経細胞表面上における発現量は、精神疾患やがんの病態と相関があるこ

とが報告されている。[1][2] そこで、polySiaを検出する分子は、これらの疾病の診断・

治療につながると期待されている。当研究室では、2-フルオロ-1-(フルオロメチル)エ

チリデン基(FFE基)を有する誘導体 1 が、polySiaと特異的に相互作用することを明ら

かにした。本研究では、分子内に複数の FFE 基を導入することによる高親和性分子

の創成を目指した。そこで、アミド結合を介して FFE基を複数有する分子 2および 3

を合成し、polySia との親和性を精査した。その結果、FFE 基を二つ有する分子 2 が

最も高い親和性を示すことを見出した。本発表では、蛍光標識体の合成と、プレート

および細胞上の polySiaの親和性評価を合わせて発表する。 
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